


































































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200144345A1 公开(公告)日 2020-05-07

申请号 US16/556484 申请日 2019-08-30

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHA MYOUNGGEUN
CHOI SANGGUN
LEE YONGSU
CHOI KISEOK

发明人 CHA, MYOUNGGEUN
CHOI, SANGGUN
KIM, SANGSUB
SHIN, JIYEONG
LEE, YONGSU
CHOI, KISEOK

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/56 H01L2227/323 H01L27/3265 H01L2251/303 H01L2251/301 H01L27/3276 H01L27/3258 
H01L27/3262 H01L2251/558

优先权 1020180134613 2018-11-05 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

显示装置包括：基板，在基板上的金属层，覆盖在基板上的金属层的缓
冲层，该缓冲层具有平坦的上表面，并且包括第一缓冲层，该第一缓冲
层包括不与基板的上表面重叠的第一部分。 金属层和与金属层的上表面
重叠的第二部分，第二部分从第一部分从第一部分向上突出，并且第二
缓冲层在第一缓冲层的第一部分上，有源图案在第二缓冲层上。 平坦化
的缓冲层的上表面，与金属层重叠的有源图案，位于有源图案上的栅极
绝缘层，位于栅极绝缘层上的栅电极，与有源图案重叠的栅电极以及位
于衬底上的有机发光二极管 栅电极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2da08729-d6c7-474a-864a-942b5ec89dd8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070459086/publication/US2020144345A1?q=US2020144345A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200144345%22.PGNR.&OS=DN/20200144345&RS=DN/20200144345

